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摘要(译)

本发明公开了一种彩膜基板及其制造方法和3D液晶显示器。该彩膜基板
包括衬底基板，其中：衬底基板背离阵列基板的一侧设置有图案相位差
膜，图案相位差膜中的各相位延迟器分别与像素单元对应；在衬底基板
和图案相位差膜之间设置有第一黑矩阵，且各第一黑矩阵对应于各块相
位延迟器之间的邻接处。本发明提供的彩膜基板及其制造方法和3D液晶
显示器，通过在衬底基板邻近于图案相位差膜的一侧设置黑矩阵，缩小
了图案相位差膜与黑矩阵之间的距离，使得脱离黑矩阵的阻挡而射入相
邻像素单元对应的相位延迟器的光线角度减小，即相邻像素单元之间发
生的图像串扰现象减少，增大了可视角度范围。
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